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(57) Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано
в системах, где требуется плавное изменение кратности увеличения, например в оптических
прицелах. Панкратическая оборачивающая система содержит коллектив и два подвижных
компонента, перемещающихся вдоль оптической оси по нелинейному закону, изменяя линейное
увеличение от -1× до -4×. Коллектив и два подвижных компонента представляют собой склейки
отрицательной и положительной линз, где все отрицательные линзы выполнены из стекла с
дисперсией νd1, а все положительные линзы из стекла с дисперсией νd2, связанные соотношением
0,52 < (νd1/νd2) < 0,54. Фокусные расстояния коллектива f'c, первого f'1 и второго f'2 подвижных
компонентов связаны между собой и общей длиной оборачивающей системы L соотношениями:
1,2 ≤ (f'2/f'1) ≤ 1,25, 1,4 ≤ (f'c/f'1) ≤ 1,45, 2,2 ≤ (L/f'c) ≤ 2,25. Технический результат - во всем диапазоне
линейных увеличений разрешающая способность в центре поля близка к дифракционному пределу,
а при максимальном увеличении -4× система имеет входную числовую апертуру NA = 0,2 и может
работать в комбинации с объективами, имеющими относительное отверстие 1:2,5.
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